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Introducéio |

A quimica redox de polioxometalatos (POM) como o
acido politungistico (PWA) é caracterizada pela
capacidade de aceitar elétrons e formacdo de

espécies coloridas de valéncia mista
(heteropolyblues e  heteropolybrowns)'.  Sua
propriedade redox reversivel e alta densidade

eletrdnica os tornam bons candidatos a serem
empregados no preparo de dispositivos 6pticos. No
entanto, o fato de n&o formarem filmes, torna
necessaria_a inclusdo de POMs em matrizes
poliméricas®. A celulose bacteriana (CB) pode ser
uma alternativa interessante como matriz polimérica
para incorporacdo dos POMs. A CB produzida por
bactérias do género gluconacetobacter xylinus, é
obtida na forma de um hidrogel poroso, e possui
rede tridimensional de fibras nanomeétricas, as quais
perm|tem a incorporacado de compostos organicos/
inorganicos em sua estrutura®. Nesse trabalho
novos hibridos organico-inorganicos (HOI) CB-PWA
foram preparados pela imersdo de membranas de
CB hidratadas com espessura de 3 mm em 25mL
de solucdes com diferentes concentracdes de PWA.
As amostras foram mantidas sob agitagéo, utilizando

m “shaker”, por 96 horas e posteriormente secas
em estufa a 40°C.

Resultados e Discussao |

Os HOIs CB/PWA foram obtidos na forma de filmes
semi-transparentes e macroscopicamente
homogéneos. As medidas de TEM mostraram a
presenca de nanoparticulas esféricas de PWA
dispersas sobre a CB. O espectro eletrbnico na
regido do UV-Vis, figura 1, mostra, para o HOI
CB/POM, trés bandas largas em com o maximo de
absorcdo em 490nm, 780nm e 1250nm A primeira
banda referente & transicdo d-d do W>* e as outras
duas sao devido ao processo transferéncia de carga
metal-metal (processo de intervaléncia (IVCT)). O
voltamograma do HOI CB-PWA, figura 1, se
mostrou muito similar ao voltamograma do PWA
com trés picos de reducdo em -0.06V, -0,3V e -
0,78V. Invertendo-se o sentido da varredura de
potencial observam-se trés picos correspondentes
de corrente anddica em -0.57 V, -0,23 V e ao redor
de zero V e um pico em -0,64V que pode ser
associado a oxidacdo de hidrogénio.
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Nas medidas de espectro-eletroquimica, figura 2,
observa-se a similaridade dos espectros | e Il com o
espectros obtidos para a amostra irradiada com luz.
Os espectros Il é diferenciado da amostra irradiada
sugerindo que este processo de reducdo ndo ocorre
no processo fotocrémico. Observa-se também que
varrendo no sentido negativo de potencial ocorre um
aumento da intensidade da absorbancia, como
também um deslocamento para menores
comprimentos de onda das bandas IVCT .
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Figura 2. Medidas de Espectro eletroquimica referentes
ao voltamograma do HOI CB-PWA.

Conclusoes |

Membranas HOI foto/eletrocrémicas, constituidas de
de CB e PWA, foram preparadas e caracterizadas
por TEM, voltametria ciclica e espectros de
absorgdo. Nanoparticulas esféricas de PWA foram
observadas dispersas pela membrana de CB. Os
processos foto-eletroquimicos foram investigados.
Observaram-se no voltamograma trés eventos de
reducdo enquanto o processo fotocrdbmico envolve
somente dois.
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